ZARZADZENIE Nr 89/2020
Rektora Uniwersytetu Wroclawskiego
z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokosci odpiséw i narzutéw obowiazujacych

w Uniwersytecie Wroctawskim w 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z pézn. zm.) oraz § 155
ust. 3 Statutu Uniwersytetu Wroctawskiego ustalam na rok 2020 odpisy i narzuty

w nastepujacej wysokosci:

I Odpisy ogolnouczelniane od wplywéw pozabudzetowych wynosza:

za studia niestacjonarne -
za studia doktoranckie niestacjonarne -
za rekrutacje -
za powtarzanie studiow -
za wynajem lokalu lub czesci budynku dydaktycznego -
ze sprzedazy informatoréw, drukéow, mikrofilmow -
ze sprzedazy biletéw wstepu do Ogrodu Botanicznego i muzedw -
za optaty za studia w jezyku obcym -
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II Narzuty kosztéw ogoélnouczelnianych dla nizej wskazanych:

1. Studium Intensywnej Nauki Jezyka Angielskiego -
2. Szkoty Jezyka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemcow -
3. Szkoty Jezykdw Antycznych i Orientalnych -

III Narzuty kosztow posrednich dla:
1. Dotacja podmiotowa na utrzymanie stanowiska badawczego
unikatowego w skali kraju (SPUB) -

2. Projektow badawczych finansowanych przez MNiSW, NCN i inne -

3. Projektow badawczych finansowane przez NCBR oraz w konkursie
TANGO (NCN+NCBR) - koszty posrednie liczone z wytaczeniem -
kosztow kategorii E

4. Wnioskéw do MNiSW na finansowanie projektow w ramach -
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki — koszty posrednie
liczone od kwoty ogoétem

5. Projektéw badawczych w ramach programu ,Diamentowy Grant” -
- koszty posrednie liczone od kwoty ogétem

6. Wnioskdw do MNiSW na finansowanie wspotpracy naukowej -
z zagranicg o przyznanie $rodkow finansowych na realizacje
projektu miedzynarodowego wspdtfinansowanego (dot. Programow
UE oraz innych miedzynarodowych programéw badawczych)

31%
30%
60%
30%
30%
30%
30%
5%.

10%
10%
10%.

30%

* wysokos¢ kosztow
posrednich
uzalezniona od
wytycznych instytucji
finansujacych (w tym
rowniez od kosztéw
aparatury)

25%

*

wysokos¢ kosztow
uzalezniona od
wytycznych
programu

10%*

wysokos$¢ kosztow
posrednich
uzalezniona od
wytycznych
programu



7. Projektow realizowanych w ramach programu HORYZONT 2020 - 25%-oile
dokumenty
konkursowe nie
stanowig inaczej

8. Projektow wspétfinansowanych z programu HORYZONT 2020, T 20%

dziatania Maria Skiodowska Curie COFUND, realizowanych
w ramach konkurséw Polonez
9. Projektow realizowanych ze srodkéw Komisji Europejskiej innych - wysoko$¢ kosztow
niz HORYZONT 2020 posrednich
uzalezniona od
wytycznych
programu

10. Projektow realizowanych w ramach funduszy strukturalnych, » .

w tym: programéw POWER, POIS, POIR, Polska cyfrowa, RPO WD - gggfe?nsighszmw
uzalezniona od
wytycznych
programu

11. Projektow finansowanych przez Europejskg Agencje Kosmiczng - 20%

(ESA)

12. Projektow realizowanych w ramach funduszy EOG i funduszy - 25%oile

norweskich: program Badania dokumenty
konkursowe nie
stanowig inaczej

13. Prac archeologicznych - 20% lub 30%**

14. Zewnetrznych zlecen na ustugi badawcze - 20 -40%

15. Pozostatych umdw, w tym ekspertyz oraz projektéw finansowanych - 30% - oile

z innych programow lub inicjatyw zagranicznych wytyczne instytucji

finansujacych nie
stanowig inaczej.

Narzuty kosztéw posrednich pokrywajg 30% kosztéw ogdlnouczelnianych i 70% kosztow
jednostki rozliczeniowej (dla pozycji od numeru 1 do numeru 15).

16. Studidéw podyplomowych doksztatcajgcych nauczycieli (przy - 30%
zatozeniu minimalnych stawek za godziny ponadwymiarowe)

17. Pozostatych studiow podyplomowych i szkolen - 40-50%

18. Kursow przygotowawczych - 40-50%

19. Pozostatych kursow - 30-50%

20. Innej dziatalnosci ustugowej w zakresie dydaktyki - 30%.

Narzuty kosztow posrednich pokrywaja w rownym stopniu (po 50%) koszty
ogolnouczelniane i koszty jednostki rozliczeniowej (dla pozycji od numeru 16 do numeru
20).

21. Odptatnych czynnosci w postepowaniach w sprawie nadania stopnia

naukowego doktora/doktora habilitowanego - 30%.

Narzuty kosztow posrednich pokrywajg 20% kosztow ogolnouczelnianych i 80% kosztow
wydziatlu zapewniajagcego obstuge administracyjng witasciwej rady dyscypliny
przeprowadzajacej czynnosci w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora/doktora
habilitowanego (dla pozycji z numeru 21).

Traci moc zarzadzenie Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Wroctawskiego z dnia
30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokosci odpiséw i narzutéw obowigzujacych
w Uniwersytecie Wroctawskim w 2019 r.



Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocg od dnia 1 stycznia 2020 r.

prof. dr hab. Adam Jezierski
REKTOR

* dla zakupu i wytworzenia aparatury naukowo-badawczej — 0%, od 35 edycji konkursdw NCN koszty posrednie naliczane réwniez od kosztéw
aparatury
** 20% w przypadku umoéw, gdzie Uczelnia bierze udziat w przetargu
30% w przypadku umdéw, gdzie Uczelnia jest podwykonawcg



